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Vynédlez se tykd zplisobu vyroby hygro-

metrického ¢idla pro mé&feni vlhkosti vzdu-
chu, plyni a par. _

Pro mé&reni vlhkosti se v soudasné dobd
pouZivaji hygrometricka sidla s funkéni vrst-
vou tvofenou kysliénikem hlinitym, vytvore-
nou oxidaci v riiznych elektrolytech. U tako-
- vych ¢idel se zpravidla projevuje pokles ka-
pacity s Casem. Zndma jsou rovn&¥ hygro-
metrickd ¢idla s funkéni vrstvou tvoFenou
vrstvou polymeru. Tato &idla jsou podstatnd
citlivéjsina zménu vlhkosti, pfedeviim v o-
boru atmesféricky¥ch vlhkosti. U t&chto &i-
del neni podminkou, aby zé&kladni- kovové
vrstva byla hlinikovéd, a rovnéZ proces stér-
nuti je podstatnd pomalej$i. Polymerové
vrstvy jsou u t&chto idel naniSeny méade-
nim, coZ znemoZiiuje regulaci tloustky vrst-
vy, pfitemZ méfenim se vytvédfeji pouze po-
mérng silné vrstvy. Dalsim nedostatkem je

omezeny vyb&r polymernich latek vhodnych =

pro nanéseni méadenim. . .
Uvedené nedostatky odstraiiuje zpésob v§-
roby hygrometrického &idla, tvofeného z&-
kladni dielektrickou vrstvou, vrstvou kovu a
polymerni vrstvou podle vynédlezu, jeho¥
podstata spofivd v tom, Ze se polymerni
vrstva nanasi polymeraci monomeru, vfhod-
né benzenu, tolueny nebo pyridinu o parci-
dlnim tisku 1,33 aZ 10,6 Pa ve vybojovém
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plazmatu, vfhodn& pak v bezelektrodovém
vysokofrekven&nim plazmatu o frekvenci v
rozmez! 500 kHz aZ 2400 MHz. o

Hygrometrické ¢idlo podle vynélezu je tvo-

Feno zékladni kovovou vrstvou vytvofenou

na sklen&ném nebo jiném dielektrickém pod-
kladu napiiklad metodou vakuového napaio- .
vani, ddle vrstvou polymeru a horni kovo-

-vou vrstvou, kterd je rovn&Z vytvoFena va-

kuovym napafovdnim a je dostatetns tenkd,
obvykle 100 &, aby byla prostupné pro mole- -
kuly vody. :

Polymerni vrstva je nand3ena ve vybojo-
vém plazmatu, ve kterém polymeruji plyny
a pary sloudenin, které p¥i pouZiti obvyk-
lgych chémickych metod nepolymeruji. K po-

lymeraci dochézi v plazmatu doutnavého vy-

boje a to stejnom&rného i st¥idavého, v ti-
chém vyboji, v koronovém vyboji a ve vyso-
kofrekvenénim vyboji s elektrodami nebo
bez nich. Rychlost polymerace zavisi na cel-
kovém tlaku plynu ve vybojovém prostoru,

'na parcidlnim tlaku monomeru, na pfivede-

ngém vyboji, teplotd a koncentraci elektront

v plazmatu, teplots neutrdlniho plynu v plaz--

matu, teploté substrdtu a priitoku plynu pfes
vybojovy prostor. : o

Optimélni podminky pro plazmovou poly-
meraci jednotlivfch polymerti jsou zcela spe-
cificks.
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Pevny substrat, na ktery je nandsena vrs-
tva polymeru se umistuje do vybojového pro-
‘storu a to do mista s nejv&t§i homogenitou
v§boje. Nejvhodngj3i je pouZiti priitokového
reZimu, kdy nosny plyn protéké spojit8 s
parami monomeru vybojovym prostorem 4a
je odsdvédn vyvEvou. Parcidlni tlak monome-
‘Tu nesmi byt prili¥ vysoky, nebot p¥i velké
koncentraci monomeru dochézi k ohjemové
polymeraci a na substrat v tomto piipadé
dopadajl vliotky polymeru z vyboje, ¢imZ je
vytvédtFend vrstva znehodnocena.

Vynédlez je bliZe objasndn v piikladech
provedeni pomoci pripejenych obrazkd, po-
moci nichZ je zkonkrétizovan technologicky
postup vyroby hygrometrického Cidla.
~ Na obr. 1 jsou zndzorn&ny moZnosti ulo-
¥eni substratu v pouzdfe tak, aby byl umoZ-
n&n dotyk v§bojového plazmatu pouze na po-
¥adovangch plochéch. ‘

. Prikladviz obr. 2 . . .

Substrét 7 s kovovou vrstvou je umistén
na podloZce 8 ve vfbojové trubici 5 s vytvo-
Fitelnym -vakuovym plazmatem. v g

V{bojovd trubice 5 je opatiena uzemng-
nymi paskovymi elektrodami 3, a péskovou
elektrodou spojenou s vysokofrekven&nim

’
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Zplisob vyroby hygrometrického ¢idla pro
‘mdtenf vihKosti vzduchu, plynt a par, tvofe-
ného zékladni dielektrickou vrstvou, vrst-
vou kovu a polymerni vrstvou, vyznadujict
se tim, e polymerni vrstva se nandsi poly-
meraci monomeru, vfhodn¥ benzenu, tolue-
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generdtorem, odnimatelnym vikem 4 a vy-
vodem k &erpaci jednotce 10. K vybojové
trubici 3 je pfipojena U-trubice, jejiZ jedno
rameno nese regula&ni ventil 1 pro vstup
nosného’ plynu, spojeny s~vaktiometrem 2.
Druhé rameno U-trubice je opatfeno regu-

Jagnim jehlovym ventilem 8 pro vstup par

monomeru ‘spojenym se zdsobnikem -mono-

"meru 9. . :

Po vyderpani tlaku ve v§bojové trubici 3

“na tlak 0,66 Pa je do jejiho prostoru p¥ipous-

tén pies reguladni ventil 1 argon. nebo du-
sik, jehoZ tlak je priib&Zné kontrolovéan, na-

- geZ je do trubice pfes ventil 8 pFipoustén

monomer a to benzen. Po dosaZeni parcial-
niho tlaku 1,33 aZ 10,6 Pa se zap&ll v§boj, v
kterém#to okamZiku dochdzi k polymeraci.
Po dobu 5 aZ 15 minut plisobeni vyboje se
vytvoli poZadovand vrstva o tloustce 200 aZ .
2000 A, nate’ se vybojovy prostor zaplni

. nosnym plynem. Po dosaZeni atmosiérické-

ho tlaku lze substrat s nanesenou polymer-

ni vrstvou z v§bojového prostoru vyjmout. .
Vynélez lze pouZit zejména pro kontinu4l-

ni{ méFeni vihkosti plynd v oboru relativnich.

“vlhkost{ 3 aZ 100 %.

[

 PREDMET VYNALEZU

nu nebo pyridinu o parciélnim tlaku 1,33 az:
10,6 Pa ve vybojovém plazmatuy, vfhodn8 v
pezelektrodovém vysokofrekven&nim - -plaz-
matu o frekvenci v rozmezi 500 kHz aZ 2400
MHz. : ‘
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